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5-sensorowy inteligentny oczyszczacz powietrza
z technologia Plasmacluster, funkcjg nawilzania
| automatycznego czyszczenia filtra wstepnego

Gtéwne cechy i funkcje

* Inteligentny tryb oczyszczania i nawilzania w oparciu o
informacje z 5 czujnikow: kurzu (takze PM2.5), zapachow,
Swiatta - regulacja czutosci oraz temperatury i wilgotnosci

« Tryby: Auto, Clean Assist, lon Shower, Plasmacluster lon Spot

+ Technologia Plasmacluster

+ NawilZzanie ewaporacyjne

« Filtry: wstepny, pochtaniajacy zapachy, HEPA, nawilzajacy

« Informacja o braku wody w nawilzaczu

+ Wskaznik zanieczyszczenia filtra wstepnego

+ Wskaznik trybu nawilzania

» Wskaznik koniecznosci napetnienia zbiornika woda

* SWING - automatyczne i manualne ustawienie kierunku

nawiewu powietrza
« Ustawienie predkosci wentylatora (max/med/low)
+ Automatyczne oczyszczanie filtra wstepnego
» Wtacznik i wytacznik czasowy
+ Zywotnosc filtréw do 10 lat
 Kotka do relokacji urzadzenia z blokada
 Blokada rodzicielska

Gtéwne parametry

+ Predkos¢ wentylatora w trybie oczyszczania (max/med/low)
[m?/h]: 450/259/90

« Predkos$¢ wentylatora w trybie oczyszczania i nawilzania
(max/med./low] [m3/h]: 378/258/90

« Wydajno$¢ nawilzania (max/med/low) [ml/h]: 750/600/270

+ Pojemnosc zbiornika na wode [l]: ok. 4

» Poziom szumdw w trybie oczyszczania (max/med/low) [dBAJ:
52/42/18

« Poziom szumow w trybie oczyszczania i nawilzania (max/
med/low) [dBAJ: 49/42/20

» Waga urzadzenia [kg]: ok. 12

« Wymiary (szer. x gteb. x wys.) [cm]: 40,5 x 31,6 x 66,6

Materiaty eksploatacyjne

Model

FZ-G75HFE Filtr HEPA
FZ-G60DFE Filtr pochtaniajacy zapachy
FZ-AX6MFE Filtr sekcji nawilzania

SHARP

sharphomeappliances.com Be Original.
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[ Skutecznos¢ jondw Plasmacluster zostata potwierdzona w testach, dzieki czemu technologia ta jest

Plasmacluster

Oczyszczaj powietrze jonami wystepujacymi w naturze
Technologia Plasmacluster - tylko od firmy SHARP

Plasmacluster to dodatnie i ujemne jony, ktére wystepuja w sposéb naturalny.

wykorzystywana w co raz wiekszej liczbie zastosowan biznesowych i prywatnych. Technologia Plasmacluster

pozwala uzyskac naturalne i bezpieczne powietrze. Ta wyjatkowa technologia od Sharp wykorzystuje moc natury.

Oryginalna technologia SHARP

Wytadowania plazmy wytwarzaja i emituja dodatnie i ujemne
jony, ktére wystepuja w sposdb naturalny w przyrodzie.
Technologia Plasmacluster to oryginalne rozwiazanie Sharp
oczyszczajace powietrze pozwalajace usunac unoszace sie

w atmosferze zarodniki ple$ni i wirusy.

Zwyciezca konkursu 2008 Invention
Prize Ceremonie wreczania narodowych
nagréd za wynalazki przeprowadzit
Japonski Instytut Wynalazczosci

i Innowacyjnosci (JIl)

Opatentowane przez Sharp (numer patentu 3680121)

Potwierdzone bezpieczenstwo

Laboratoria testowe pracujace zgodnie z norma GLP* zebraty
wiarygodne dane potwierdzajace bezpieczenstwo technologii
Plasmacluster.

* GLP (dobre praktyki laboratoryjne) to system zarzadzania urzgdzeniami
testujgcymi i procedurami testowymi majacymina celu zapewnienie
bezpieczenstwa chemicznego przeprowadzanych testéw. Instytucja testujaca:
LSI'Medience Corporation

Cel Nazwa testu Ustawienie
(skrocona) stezenia jonow

Podraznienie skéry | Ostre podraznienie Ok. 1000000
(warunki ogélne) skory / reakcja zraca jondw/cm?

Podraznienie oczu Ostre podraznienie Ok. 13000000
(warunki ogolne) oczu / reakcja Zraca jondw/cm?

Toksyczny wptyw na

Toksyczny wptyw na | oddychanie (ocena Ok. 7000000

geny (warunki ogolne) | wptywu genetycznego jondéw/cm?
na tkanke ptucna)

Toksyezny wptyW | 1o yczny wptyw na Ok. 7000 000
na ciato i narzady ; L R
(warunki ogélne) oddychanie jonow/cm’

Toksyczny wptyw na

Ko 2y e 1 ke Toksyczny wp{yw na O.k‘ 7/000 0(20

(warunki ogélne) oddychanie jonow/cm

Takie same bezpieczne jony, ktore wystepuja

w naturze

Bezpieczenstwo jondw Plasmacluster zostato zweryfikowane,
dlatego mozna je wykorzystywac nawet w wysokim stezeniu.
Dzieki wiekszej ilosci jondw dodatnich i ujemnych, nawet

niz w lesie, technologia Plasmacluster skutecznie wytwarza
przyjazna atmosfere.

Liczbajonow #i “nal cm?podczas pomiaru w $rodku
pomieszczenia (na wysokosci 1,2 m nad podtoga)
z urzadzeniem umieszczonym przy Scianie:

Stezenie jondw: jondw/cm? Badanie Sharp
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® Schematkoncepcyjny pomieszczenia

Usuwanie unoszacej sie w powietrzu
plesni

Wynik po ok. 49 minutach w pomieszczeniu
testowym o objetosci ok. 25 m®.

High-Density High-Density
25000 7000

Zwalczanie dziatania unoszacych sie

w powietrzu drobnoustrojéw

Wynik po ok. 51 minutach w pomieszczeniu

testowym o objetosci ok. 25 m®.

High-Density High-Density
25000 7000

Ograniczenie rozwoju przylegajacej plesni
Wynik po okoto trzech dobach w pomieszczeniu
testowym o objetosci ok. 20 m?.

High-Density High-Density
25000 7000

Dezaktywacja alergenéw unoszacych sie
w powietrzu pochodzacych z odchodéw
i pozostatosci roztoczy domowych

Wynik po ok. 51 minutach w pomieszczeniu
testowym o objetosci ok. 25 m?.

High-Density
7000

High-Density
25000

Ograniczenie rozwoju przylegajacej plesni
Wynik po okoto trzech dobach w pomieszczeniu
testowym o objetosci ok. 20 m?.

High-Density
25000

Zwalczanie dziatania unoszacych sie
w powietrzu wiruséw

Wynik po ok. 10 minutach w pomieszczeniu
testowym o objetosci ok. 25 m®.

High-Density
25000



KI-G75EU-W

Jony Plasmacluster lons i technologia oczyszczania powietrza redukuja smog

« We wspdtpracy z uniwersytetem Putra w Malezji udowodniono, ze technologia Sharp Plasmacluster lon oraz technologia
oczyszczania powietrza ma wptyw na smog

+ Jony Plasmacluster redukuja 98% toluenu i 70% pentanonu

+ Technologia oczyszczania powietrza usuwa 99% rozpylonych czastek o rozmiarach rzedu 0,06 um

Redukcja elektrycznosci statycznej

* Redukcja elektrycznosci statycznej

Usuwanie uciazliwych zapachow przy pomocy technologii Plasmacluster

* Eliminacja utrzymujacych sie zapachdéw

« Eliminacja utrzymujacych sie zapachéw papierosowych

* Punktowa dezodoryzacja zapachu potu wnikajacego w ubrania - w ciggu ok. sze$ciu godzin

« Punktowa dezodoryzacja zapachu stechlizny wnikajacego w ubrania suszone w pomieszczeniach - w ciagu ok. trzech godzin

Efekty upiekszania skory przez jony Plasmacluster o wysokim stezeniu

* Piekniejsza skéra o naturalnym potysku

+ Wynik po ok. 20 minutach w pomieszczeniu testowym o objetosci ok. 41 m®.

Technologie i unikalne rozwigzania

Plasmacluster - otwierdzona Certyfikatami metoda nasycania powietrza ciezkimi aerojonami (eliminacja wiruséw,
bakterii, alergendw | grzybow). Naturalny system oczyszczania powietrza. Skuteczno$¢ tych wyjatkowych rozwiazan
wynalezionych przez firme Sharp w 2000 roku udowodniono dzieki ponad 90 patentom.

British Allergy Fundation (BAF) - Allergy UK wspotpracuje z producentami na catym Swiecie, aby przetestowac
i promowac zalety produktow i urzadzen, ktore moga byc korzystne dla oséb dotknietych alergia. Oznaczenie
produktu logiem BAF to potwierdzenie dla naukowo przetestowanych produktow. Wszystkie testy i oceny
produktéw przeprowadzane sa przez Allergy Research Limited.

Auto Restart - w przypadku utraty zasilania po jego przywréceniu urzadzenie podejmie prace w ostatnim zapamietanym trybie.
Child lock - blokada rodzicielska - mozliwo$¢ zablokowania panelu sterowania.

Funkcja monitorowania - podczas pracy urzadzenia czujnik wykrywa stan koniecznosci zwrocenia uwagi na temperature

i wilgotnos$¢ w pomieszczeniu, sygnalizujac to przy pomocy wskaznika monitorowania. Funkcja monitorowania wykrywa ,niski
poziom wilgotnosci i temperatury” oraz ,wysoki poziom wilgotnosci i temperatury”.

Timer ON/OFF - mozliwo$¢ zaprogramowania czasowego witgczenia lub wytgczenia urzadzenia.

Tryb Auto - urzadzenie pracuje z ustawiona predkoscia wentylatora i stopniem nawilzenia dla danego pomieszczenia

Tryb Clean Assist - umozliwia oczyszczenie powietrza z kurzu po uzyciu odkurzacza.

Tryb Clean lon Shower - intensywny program oczyszczajacy przydatny podczas przygotowywania pomieszczen przed snem.
Urzadzenie uwalnia jony przy silnym nawiewie powietrza i zatrzymuje kurz, zmniejszajac elektrycznos¢ statyczna.

Tryb Spot - wykorzystanie oddzielnego horyzontalnego i regulowanego wywiewu powietrza do skutecznego od$wiezania
garderoby z nieprzyjemnych zapachow oraz bakterii. Skutecznie zwalcza przylegajace zapachy i drobnoustroje przylegajace do
ubran, kanap, zaston.

Automatyczne oczyszczanie filtra wstepnego - automatyczne oczyszczanie filtra wstepnego trwa 8 minut i odbywa sie co 48
godzin. W tym czasie oczyszczanie powietrza jest zawieszone. O uruchomieniu automatycznego oczyszczania informuje pulsujaca ikona.

Inteligentny tryb analizujacy 6 czynnikdw majacych wptyw na otoczenie

Po jednym nacisnieciu przycisku system uruchamia sie automatycznie. Proces
nawilZania i oczyszczania powietrza jest kontrolowany na podstawie ilosci
nieczystosci i zapachdw, temperatury, wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu.
Ponadto czujnik ruchu wykrywa obecnos¢ osob w pomieszczeniu i wspotpracuje PM2 5 ZWYKEY KURZ ZAPACHY

=

z czujnikiem o$wietlenia, automatycznie przetaczajac urzadzenie do trybu
oszczedzania energii. 0 6

L)

TEMPERATURA WILGOTNOSC SWIATEO
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Jony Plasmacluster moga usuwac plesn, wirusy, alergeny, zapachy i elektrycznosc statyczna. Im wyzsza jest gestos¢ jondw, tym

oczyszczanie jest bardziej skuteczne i szybsze.

Oczyszczanie powietrza

. . Redukcja Miejscowe usuwanie 3
B3 Namnazanie Przyleganie o 2 o .
Klasa generatora jonow elektrycznosci zapachow nawilZzonej
" Zapachdymu .
statycznej X skory
papierosowego

Zapach  Zapach
potu wilgoci

h De . . ) . . . . .
25000jonéw/cm 14 min. 9min. 14min. = 14min. 3dni 10 godz. 2,7 min. 55min. 6godz. = 3godz. 20 min.
b 49 min 18 min 51 min 51min - - 13min 90 min 6godz 3godz -

7000 jonow/cm? ’ ’ ’ ’ ’ ' godz. godz.

UEIIED 25m* | 25m® | 25m® | 25m® | 20m® | 25m am 41m - - am
W pomieszczeniu

Plesn Wirusy  Mikroby — Alergeny  Plesn Wirusy

Unikalny design

|

Trzy filtry niezawodnie wychwytuja kurz, gaz i zapachy.

Jednostka czyszczaca filtr wstepny Przod i tyt



